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TiTULO DE REGISTRO
DE DISENO INDUSTRIAL No. 70423

Titular(es): UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, AC;
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
Domicilio: 21 Sur 1103, Col. Barrio De Santiago, 72410, Puebla, MEXICO; Avenida San Claudio

1401 Piso 15, Col. San Manuel, 72570, Puebla, MEXICO
Denominacién: MODELO INDUSTRIAL DE DIADEMA PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA.
Clasificacion: LOC(14) CL. 24-01

Disefiador(es): ALINA SANTILLAN GUZMAN; ENRIQUE QUIROGA GONZALEZ; REBECA
DORANTES CARVAJAL; MARCO ABRAHAM PEREZ RAMIREZ

SOLICITUD
Numero: Fecha de Presentacion: Hora:
MX/f/2022/002019 19 de julio de 2022 13:25

Vigencia: Cinco afios
Fecha de Vencimiento: 19 de julio de 2027
Fecha de Expedicion: 4 de julio de 2024

El registro de referencia se otorga con fundamento en los articulos 1°, 2° fraccién |, 5° fraccion I, 76 y 119 de la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial.

De conformidad con el articulo 78 de la Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial, el presente registro tiene una vigencia de cinco afos,
contada a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de la misma duracién hasta un maximo de veinticinco
afos, sujeto al pago de la tarifa para mantener vigentes los derechos.

Quien suscribe el presente titulo lo hace con fundamento en lo dispuesto por los articulos 5° fraccién I, 9, 10 y 119 de la Ley Federal de Proteccion a
la Propiedad Industrial; articulos 1°, 3° fraccién V, inciso a), 4° y 12° fracciones | y Il del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial; articulos 1°, 3°, 4°, 5° fraccién V, inciso a), 16 fracciones | y Il y 30 del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
1°, 3°y 5° fraccién | Acuerdo Delegatorio de Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El presente documento electrénico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrénica avanzada por el servidor piblico competente, amparada
por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboracién, y es vélido de conformidad con lo dispuesto en los articulos 7 y 9 fraccion | de la Ley de
Firma Electronica Avanzada y articulo 12 de su Reglamento. Su integridad y autoria, se podra comprobar en www.gob.mx/impi.

Asimismo, se emitié conforme lo previsto por los articulos 1° fraccién Ill; 2° fraccion VI; 37, 38 y 39 del Acuerdo por el que se establecen lineamientos
en materia de Servicios Electronicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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MODELO INDUSTRIAL DE DIADEMA PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA

El presente diseflo se refiere a un modelo industrial de diadema para
electroencefalografia, totalmente diferente a todos los conocidos hasta ahora,
caracterizado por su forma especial y ornato que le dan un aspecto peculiar y propio.
los detalles caracteristicos de este disefio de diadema se muestran claramente en
los dibujos que acompafan a la presente documentacién, como una ilustracion de

este y en donde:

La Figura 1 muestra una vista frontal del modelo industrial de diadema para

electroencefalografia.

La Figura 2 muestra una vista posterior del modelo industrial de diadema para

electroencefalografia.

La Figura 3 muestra una vista lateral izquierda del modelo industrial de

diadema para electroencefalografia.

La Figura 4 muestra una vista lateral derecha del modelo industrial de

diadema para electroencefalografia.

La Figura 5 muestra una vista superior del modelo industrial de diadema para

electroencefalografia.

La Figura 6 muestra una vista inferior del modelo industrial de diadema para

electroencefalografia.

La Figura 7 muestra una vista isométrica superior del modelo industrial de

diadema para electroencefalografia.
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La Figura 8 muestra una vista isométrica inferior del modelo industrial de

diadema para electroencefalografia.
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